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Abstract: 
細胞膜や組織表面の分子活性、地形パターンなど、多くのパターンは曲面上で現
れるが、曲面の曲率がパターンに及ぼす効果に関心がある。Turingパターンは反
応拡散系で起こる静的パターンの代表例であり、その曲面上の振る舞いについて
はA.Turing自身の論文を含め[1]多くの研究がなされてきたが、これらの研究では、
平面で静的であるTuringパターンは曲面上でも静的のままであると考えられてきた。
我々は、実際には曲面上でTuringパターンは伝播等のダイナミクスを持ちうることを
見つけた[2]。また、伝播が起こるためには、パターンや曲面の対称性が適度に破
れていることが必要であることを示す。
この伝播メカニズムは、興奮系の伝播などとは異なり、内的な曲率のない1次元系
では起こり得ない、これまで知られていないメカニズムで起こる。
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